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Nasspulverisierungs- und Dispersionsanlagen

JGINO MacHINE LiMiTED



Losung fur Feinstpartikel

Nanotechnologie ist in vielen Industriebereichen, wie z.B. IT,
Biotechnologie, Umwelt und Energie, der Schlissel zu
herausragenden technologischen Innovationen.

Konventionelle Pulverisierungsverfahren sind allerdings
problembehaftet, da z.B. Verunreinigungen und uneinheitliche
KorngréBen die funktionalen Eigenschaften des Rohmaterials
einschranken. Hier hat Sugino Machine hat ein bahnbrechendes
Verfahren entwickelt, bei dem durch die Kollision von ultrahochdruck-
beaufschlagten Partikeln unter schragem Winkel eine hochreine
Pulverisierung erreicht wird. Damit werden auf dem Gebiet der
Pulverisierungsverfahren véllig neue Wege beschritten.

Anwendungsbereiche
_ Batteriematerialien, keramische

und metallische Werkstoffe, magnetische Materialien

Emulsionen, Hautlotionen,
UV-Schutz, Parfim

Injektionsmittel,
Liposome,
Cremes,
Clathrate,
Desinfektionsmittel

Toner, Flussigkristall-Farbfilter,
Druckertinten, Farben

Harze, Kunststoffe, Polymere,
Wachse, Fette und Ole

Duftstoffe,
Kalzium,
Antioxidantien,
Nahrungsmittelzusatze,
Funktionsgetranke

Anwendungsbeispiele

AIum|n|umOX|de Durchlaufe: 10; Druck 98 MPa

Vorher 20 ym Nacher O 2 pm

Siliziumkarbid Durchlaufe: 3; Druck: 245 MPa

Vorher 20 ym Nacher: 1 ym

1. Minimale Verunreinigung

Star Burst verzichtet auf ein
Pulverisierungsmedium, wodurch
Verunreinigungen der Produkte auf

ein Minimum beschrankt werden.

2. Homogenisierte KorngrdBen

(0]

Herkémmliche Verfahren
(z.B. mit Mahlkorpern)

| | | |
1.0 20 3.0 4,0
KorngroBe (um)

25,01
Vorher

Durch Kontrolle der Einspritzgeschwindigkeit
des Rohmaterial-Slurry kénnen einheitliche
Partikel mit enger KorngréBenverteilung
hergestellt werden.

3. Hohes Pulverisierungsvermagen

Durch das Fehlen eines "short-pass”
kann das Rohmaterial in kurzer Zeit
effizient bis auf Nanolevel pulverisiert
und dispergiert werden.

4. Vielfaltige Anwendungen

Medianer Durchmesser (um|

Q
o

Die Anlage ist imstande, Rohmaterial-Slurry mit einer
Viskositét von bis zu 5000 mPa-s und einer Konzentration
von bis zu 50 Gew.-% zu pulverisieren. Selbst Slurry mit
harten Partikeln ist bei Benutzung der Sugino-Dichtungen

und monokristallinen Diamantdisen verarbeitbar.

Viskositat (mPass)

Haufigkeit (%)

o
(14,868)

Durchlaufe

Eigenschaften von Star Burst™
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Nachherl ) [ === Star Burst

== Herkémmliche

Verfahren
rroTTo-a-

Haufigkeit (%)
Kumulation unter Sieb (%)

1,0 10
KorngroBe (um)

Wir empfehlen die Nutzung von
Star Burst™ fiir:

Materialien mit hohen Reinheitsgradanforderungen
Keramikwerkstoffe und Zusétze fur
Elektrokomponenten, Arzneimittel, Kosmetika etc.

Materialien mit hohen Formstabilitatsanforderungen

Herkdmmliche
ahren

Elektrisch leitende Polymere, Nickel- und Kupferpartikel

Materialien, die keine Grobpartikel enthalten diirfen
CMP Slurry, Toner fir Kopiergerate, Pigmente

Materialien mit hohen Polier- oder Schleifeigenschaften
Aluminiumoxide, Siliciumdioxide, Ceroxide

IndustrleruB Durchlaufe: 5; Druck: 78 MPa

Vorher 10 ym

Blaupigment Durchlaufe 10; Druck: 147 MPa

Vorher: 10 ym Nacher 0,1 ym

Kohlenstoff-Nanorohrchen 0,1 Gew.-%
Durchlaufe: 20; Drgck: 200 MPa

Vorher: 17 pm  Nachher: 0,15 pm
Stets Sedimentbildung Stets Suspension

Titanoxid 0,01 Gew.-% Ceramide 1 Gew.-%
Durchlaufe: 10; Druck: 245 MPa Durchlaufe: 10; Drgck: 100 MPa
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Nachher: Vorher: Nachher:
0,065 pm 30% Lichtdurchl&ssigkeit  80% Lichtdurchlassigkeit
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Beschleunigung

Rohmaterial-Slurry

Abbildung der Standardkammer

(Schragstrahlkollision)

(@ Rohmaterial-Slurry oder -Emulsion wird durch den Verstarker mit

Druck von bis 245 MPa beaufschlagt und in die Kammer eingestrahlt.
@ Das Rohmaterial wird an den Diamantdiisen beim
Eintreten in die Kammer beschleunigt.
(® Das Rohmaterial kollidiert unter schiefem Winkel im
Zentrum der Kammer, zerstdubt und tritt aus.

| Mechanismus |
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[3] Druckbeaufschlagung

Kihlung

Verstérker \ 4
[5] Produkt

Hydraulik

Winkelkollisionskammer &&nda

Mit Druck beaufschlagte Partikel des Rohmaterials
kollidieren unter schiefem Winkel miteinander.

Kugelkammer

Mit Druck beaufschlagte Partikel des
Rohmaterials kollidieren exzentrisch mit einer
Keramikkugel.

Geteilte Kammer

Das Rohmaterial wird mit einem unter Hochdruck
eingespeisten Lésemittel vermischt und zur
Kollision gebracht.

Einzeldusenkammer

Rohmaterial-Slurry wird unter Hochdruck
eingespriht und durch den hervorgerufenen
Kavitationseffekt pulverisiert oder dispergiert.

Spaltkammer

Das Rohmaterial durchstrémt unter Hochdruck
einen Spalt und wird durch die Kompression und
Scherung pulverisiert oder dispergiert.

Rohmaterial

Produkt

Rohmaterial

Mit Dfructt(I
eaufschlagtes g o
Losemittel G,

Rohmaterial wird mit
hochbeschleunigtem
Losemittel vermischt.

Produkt

Rohmaterial

Produkt

Rohmaterial

Produkt

Durchstrom durch
sehr engen Spalt




|deal fiir F&E im Bereich Nanotechnologie —

Star Burst Mini Max. theoret. Verarbeitungsmenge : 2=61/h

Spezielle
Kugelkammer,

1. Ideal fiir seltene Materialien
2. Minimale Verunreinigung
3. Leicht zu reinigen

, . 4 ~ A ‘ Tischgerat
Allround-Modell fiir eine groBe Auswahl SN M=

. © e . Star Burst Minimo
an Bearbeitungsprozessen wie Dispergieren, Sroversens Gt

- Spatten 1. 100 V-kompati
. o o . - patibel
Emulgieren und Pulverisieren. 2. Kompakt und oicht

3. Verarbeitung kleinster Mengen
Star Burst 100 Verarbeitungsvolumen : 441-727h 9 9
austauschbar

Star Burst Mini / Minimo
Spezifikationen

100-245

optional| 1.330%2.500%1.900 | 5.500 100-245 b 564%448%1.124

70-160

1-245 500%280%x300

Mechanismus H Rohmaterial-Slurry

Star Burst Labo Verarbeitungsvolumen : 16=-501/h Star Burst Mini / Minimo
austauschbar

Verstarker

100-245

70-170

optional| 925x590%1.169
100-245

o170 A Produkt




